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Abstract (en)
1. Direct current plasma torch comprising a bar-shaped cathode and an anode symmetrical with respect to rotataion and disposed concentrically
to said cathode and an annular clearance between cathode and anode for introducing the gas to be heated, the cathode having at its free end an
annular edge and the free end of the cathode being located in an axially parallel magnetic field constant in time, while a magnetic field constant
in time but diverging in the direction of flow exists in the area located downstream of the free end of the cathode such that the plasma arc forming
between cathode and anode is caused to rotate, characterized in that the cathode (5) has a continuous inner bore (6), through which part of the gas
to be heated is introduced into the plasma torch at such a velocity of flow that the point at which the plasma arc connects to the cathode is localized
at the annular edge (7) of the cathode (5).

Abstract (de)
Ein Gleichstrom-Plasmabrenner wird zur Erhöhung der Gleichmässigkeit des Plasmabogens und zur Erhöhung seine Standfestigkeit mit
einer rohrförmigen Kathode (5), die an ihrem freien Ende eine ringförmige Kante (7) aufweist, und einer konzentrisch dazu angeordneten,
rotationssymmetrischen Anode (4) ausgestattet. Das zu erwärmende Gas wird sowohl durch den Ringspalt (8) zwischen Kathode und Anode (4) als
auch durch die Innenbohrung (6) der Kathode eingeführt. Im Bereich des Plasmabogens herrscht ein zeitlich konstantes Magnetfeld, das im Bereich
des freien Endes der Kathode achsparallel ist und stromabwärts divergiert.
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